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REIVINDICACIONES

1. Proceso para producir un compuesto de amida representado por la

férmula (3)
R*
Z @
RN

ﬁ—NRL——NRL—‘COOR?'

donde R’ representa un grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al
menos un atomo de halégeno, R? representa un atomo de hidrégeno, o un
grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de
halégeno, R® representa un grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido
con al menos un &tomo de haldégeno, a grupo alcoxialquilo C3-C6
opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno, un grupo
alquenilo C3-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de
halégeno, o un grupo alquinilo C3-C6 opcionalmente sustituido con al
menos un atomo de haldégeno, R* representa al menos un &tomo de
halégeno, o un grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos
un atomo de halégeno, y R® representa un atomo de hidrégeno, al menos un
atomo de halégeno, un grupo ciano o un grupo alquilo VC1-CG
opcionalmente sustituido con al menos un &atomo de haldgeno, y R®
representa un atomo de hidrégeno, al menos un &tomo de haldégeno, un
grupo ciano, un grupo alquilo C1-6 haldégeno opcionalmente sustituido con
al menos un 4tomo de haldégeno, un grupo alcoxi C1-C6 opcionalmente

sustituido con al menos un 4tomo de halégeno, un grupo alquiltio C1-C6



opcionalmente sustituido con al menos un atomo de haldégeno, un grupo
alquilsulfinilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de
halégeno, o un grupo alquilsulfonilo C1-C6 opcionalmente sustituido con'al
menos un atomo de halégeno, y R’ representa al menos un atomo de
halégeno, o un grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con un atomo
de haldégeno,

caracterizado porque comprende hacer reaccionar un compuesto de anilir;a representado
por la férmula (1)

R4
NH,
eY]
R® ﬁ—NRh—.NRZ—-COOR3

donde R', R% R®% R*y R® son como se definieron anteriormente (en
adelante denominado el compuesto (1)) con un compuesto aldehido representado por la

formula (2)

@

donde R® y R’ son como se definieron anteriormente (en adelante

denominado el compuesto (2)) y un solvente en presencia de un compuesto quinona.

2. Proceso de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado porqué el
compuesto quinona es un compuesto seleccionado del grupo integrado por 2,3-dicloro-
5,6-diciano-1,4-benzoquinona, tetracloro-1,2-benzoquinona, y tetracloro-1,4-

benzoquinona.



3. Compuesto de anilina representado por la férmula (1):

NH;
4))]
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caracterizado porque R' representa un grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con
al menos un atomo de haldgeno, R? representa un atomo de hidrégeno, o un grupo alquilo
C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno, R® representa un
grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno, un
grupo alcoxialquilo C3-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno,
un grupo alquenilo C3-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno,
o un grupo alquinilo C3-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno,
R* representa al menos un atomo de halégeno, o un grupo alquilo C1-C6 opcionaimente
sustituido con al menos un atomo de halégeno, y R® representa un 4tomo de hidrégeno, al
menos un atomo de haldégeno, un grupo ciano, o un grupo alquilo C1-C6 opcionélmente

sustituido con al menos un atomo de haldégeno.

4. Compuesto de anilina de acuerdo con la reivindicacién 3, caracterizado
porque R' representa un grupo metilo o un grupo etilo, y R? representa un atomo de

hidrégeno, un grupo metilo o un grupo etilo.

5. Compuesto de anilina de acuerdo con la reivindicacion 4, caracterizado

porque R'y R? representan cada uno de ellos un grupo metilo.

6. Compuesto de anilina de acuerdo con la reivindicacién 4, caracterizado

porque R' representa un grupo metilo y R? representa un atomo de hidrégeno.

7. Compuesto de anilina de acuerdo con la reivindicacién 4, caracterizado

porque R' representa un grupo etilo y R? representa un atomo de hidrégeno.



8. Compuesto aldehido representado por la férmula (2):

RG
H \
o
4 ©
N R
“ |

caracterizado porque R°® representa un atomo de hidrégeno, al menos un atomo de
haldégeno, un grupo ciano, a grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos
un atomo de haldégeno, un grupo alcoxi C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un
atomo de halégeno, un grupo alquiltio C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un
4tomo de haldgeno, un grupo alquilsulfinilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos
un atomo de halégeno, o un grupo alquilsulfonilo opcionalmente sustituidp con al menos
un atomo de haldgeno, y R’ representa al menos un atomo de halégeno, o un grupo

alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno.

9. Compuesto aldehido de acuerdo con la reivindicacion 8, caracterizado
porque R® representa al menos un &tomo de haldgeno o un grupo alquilo C1-C6

-

opcionalmente sustituido con al menos un dtomo de halégeno.

10. Compuesto aldehido de acuerdo con la reivindicaciéon 9, caracterizado

porque R6 representa al menos un atomo de haldégeno o un grupo trifluorometilo.

11. Compuesto aldehido de acuerdo con la reivindicacién 10, caracterizado
‘porque R® representa un atomo de cloro o un grupo trifluorometilo, y R’ representa un

atomo de cloro.



12. Compuesto de amida representado por la férmula (3a):

(3a)

R - C—N—NH——COOR®

8 bun,

caracterizado porque R® representa un grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con
al menos un atomo de haldégeno, un grupo alcoxialquilo C3-C6 opcionalmente sustituido
con al menos un atomo de halégeno, un grupo C3-C6 opcionalmente sustituido con al
menos un atomo de haldégeno, o un grupo alquinilo C3-C6 opcionalmente sustituido con al
menos un atomo de halégeno, R* representa al menos un &tomo de halégeno, o un grupo
alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno, y R®
representa un atomo de hidrégeno, al menos un atomo de haldégeno, un grupo ciano, un
grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno, R®
representa un atomo de hidrégeno, al menos un atomo de haldégeno, un grupo ciano, un
grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo d_e halégeno, un
grupo alcoxi C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de haldgeno, un
grupo alquiltio C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno, .un
grupo alquilsulfinilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un d&tomo de haldégeno,
o un grupo alquilsulfonilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de

halégeno, y R’ representa al menos un &tomo de halégeno, o un grupo alquno C1-Cé

opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno.

13. Compuesto de_- amida de acuerdo con la reivindicacion 12,
caracterizado porque R® representa un grupo metilo, R' representa un 4tomo de cloro, un
atomo de bromo o un grupo metilo, R® representa un atomo de cloro, un atomo de bromo
0 un grupo ciano, R® representa un atomo de cloro, un atomo de bromo o un grupo

trifluorometilo, y R” representa un atomo de cloro.



14. Composicion plaguicida, caracterizada porque contiene el compuesto

de amida de acuerdo con la reivindicacién 12 o 13 en la forma de un principio activo.

15. Uso del compuesto de amida de acuerdo con la reivindicacion 12 o 13

en forma de un principio activo para una composicion plaguicida.
16. Método para controlar artrépodos dafinos, caracterizado porque
comprende aplicar el compuesto de amida de acuerdo con la reivindicacién 12 o 13

directamente al artropodo dafino, o al iugar donde habita el artrépodo danino.

17. Uso del compuesto de amida de acuerdo con reivindicaciéon 12 o 13

para producir una composicién plaguicida.

18. Compuesto representado por la férmuia (17):

caracterizado porque R® representa un atomo de hidrégeno, un atomo de haldégeno, 'un
grupo ciano, un grupo alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de
haldégeno, un grupo alcoxi C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de
halégeno, un grupo alquiltio C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un atomo de
haldégeno, un grupo alquilsulfinilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos un dtomo
de halbégeno, o un grupo alquilsulfonilo C1-C6 opcionalmente sustituido con al menos.un
atomo de halégeno, y R’ representa un atomo de halégeno, o un grupo alquilo C1-C6
opcionalmente sustituido con al menos un atomo de halégeno, y R° representa un grupo

alquilo C1-C4.



19. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 18, caracterizado porque
R°® representa al menos un atomo de halégeno o un grupo alquilo C1-C6 opcionalmente

sustituido con al menos un atomo de halégeno.

20. EI compuesto aldehido de acuerdo con la reivindicacion 10, donde R?® representa un

atomo de cloro, bromo o un grupo trifluorometilo, y R” representa un atomo de cloro.



